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В  данной  работе  исследуются  разные  методы  создания  широкополосных
антиотражающих покрытий.  В качестве покрытия были выбраны образцы на основе кремний-
органического  компаунда,  модифицированные  УНТ  и  металлическими  микрочастицами.  Был
изучен их элементный состав и оптические свойства. Коэффициенты диффузного и зеркального
отражения  образца  на  основе  эпоксидной  смолы,  допированной  1  вес.%  "Таунит-М"
уменьшились  в  16,7  и  в  15,8  раз  соответственно.  Минимальный  коэффициент  диффузного
отражения, равный 3.43% в УФ диапазоне и 3.07% в видимом диапазоне, можно получить при
использовании композитного материала на основе полимера с добавлением 2 вес.% УНТ. Затем
эти  образцы  были  обработаны  кислородной  плазмой.  После  обработки  были  изучены
оптические свойства образцов. Минимальными коэффициентами диффузного отражения в УФ,
видимом и ближнем ИК диапазонах длин волн обладает композитный материал с добавлением 2
вес.%  УНТ.  Они  составили  0.7%  для  УФ,  0.09%  для  видимого  и  0.24%  для  ближнего  ИК
диапазона  длин  волн.  Полученные  результаты  представляют  интерес  в  использовании  в
качестве  антиотражающих покрытий для  оптических  и  оптоэлектронных систем космических
аппаратов [1].

Рис. 1. Диффузное отражение композитного материала до и после обработки
кислородной плазмой.
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